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クリレート(PMMA)に 1-3a を 30 wt%分散したフィルム






次に，1-3aを 50 wt% (1-2a)，または 30 wt% (3a)含む 
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PMMA フィルムを 80 ℃で 1 h 加熱した．1-2aフィルム






図1. P7およびP8の光化学反応．  
側鎖に芳香族複素環を有する側鎖ベンジルポリマー
P7および P8フィルムへの 280 nm 光の照射に伴う光化
学反応をUV-vis スペクトル変化により調べたところ，単
一の光化学反応が進行していることが確認された．また，









高速高精度 DNA 増幅装置の開発 
山口 栄雄* 鈴木 温** 井上 和仁*** 安積 良隆****  
 
Development of rapid and high precision DNA amplification system 
 
Shigeo Yamaguchi*, Tadzunu Suzuki**, Kazuhito Inoue***,  






























                                                                  
*教授 電気電子情報工学科 
Professor, Dept. of Electrical and Electronic Information 
Engineering 
**客員研究員 工学研究所 
Guest Researcher, Research Institute for Engineering 
***教授 理学部生物科学科 
Professor, Dept. of Biological Sciences 
****准教授 理学部生物科学科 
























































神奈川大工学研究所　所報第39号.indd   152 2016/12/20   10:04:35
